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IEgta invencidén se refiere a vrocesadores de cédmara

aubomiticos y, en particular a procesadores de cdmara aubomndti-~

" cog capaces de exponer ¥y revelar peliculas sensibles fotoeléc-

tricas, asl como peliculas de héluro-de rlata en un sistena
de proceso o elaboracién rdpido.

Puede definirse ol proceso o elaboracidén répido como
una téonica que yroduce una imegen utilizable,en mucho menos
tiempo, generalmente del orden de unos Docos segundos de lo gue
eé posible con los medios ordinarios de olaboracién. La rapidez
del proceso de elaboracidn de las micro-imdzenes se ha hacho do
notable imporbtancia en los Wltimos allos debido al gran adelanto
de la industria, deparitamentos cstatales, etc., para desarrollar
un sistema de microfilms destinado al archivo de informacidn.
Como es bien sabido, a causa del firme aumento de volﬁmen de
diversas indugtrias y de la necesidad en las mismas do mantener
diversos archivos de asunios, se ha hecho preciso reducir los

dooumentos a archivar al minimo, para poder hallar espacio suli~

' -giente para guardarlos. Asi por ejemvlo, los 2.000 pies cuadra-

dos (185,81 m?) nccesarios pava archivar 6.000 planos ordinarios
de ingenieria o similares, pueden reducirse a wn espacio de ar—
chivo de 50 pies cuadrados (4,6451 m2) para tarjetas provistas

de abertura con miorofilm montado, que presentan ademds la ven=—

taja de su rédpida localizacién. Por consiguiente, os natural que

muchas compaiifas hayan transformado sus archivos en sisbtemas de

nicrofilm, reduciendo- con ello drdsticamente el espacio necesa-

-rio para conservar ¥y almacenar la informacidén que pueda ser ne=

cesaria en wna fecha ulterior.
El archivo” de informacién en microfilm sc ha des-
arrollado como una especial aplicacién de la tecnologia fobo-

gréfica ordinaria. Resuliado de ello es que la orientacidén de.
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su proceso de claboracién se ha basado en la de la pelicula
fotogrdfica, no en el proceso de elaboracién de la informacién,
En conexién con,la téenica rolati&amente compleja'de la odmara
oscura ubilizada para la policula ordinaria, se ha plancade

ol equipo de procsso répido usual, para economizar el elevado
volumen de material procesado de pelfcula cinematogrdfica. In
los sistemas de reproducoién por proceso répido tales como los
que figuran en la patente de EB. UU, nf 2.922.352 o'en la pé-
tente do EE. UU. n? 2,856.829, se muestra un aparato para sis—
temas de proceso rdpido, de cdmara, que utiliza un método de re-
velado por cédmara oscura. En estos y obros procesadores de cdm
mara similares, se extraen miltiples fldidos de élaboracién, de
baja viscosidad, de rocipientes adecuados, por ol lado de la
emulsién de la pelicula de haluro de plate, ya mediante wna
presién positiva, yé por vomba de sucaidn,

Con ol advenimiento de los nuevos sistemas de re-
produceidén de imagen, que se han desarrollado y que son ya ca-
paces de dar un formato de microfilm de elevada densidad, un
tono continuo y una alta resolucién, se ha hecho necesario dis- °
ponor de un aparato procesador de cémara que resulbe idéneo vare.
estos sistemas. Es de desear, por cbnsiguiente,,disponar de un
procosador de cémara universal capaz de trabajar con estas’

nuevas peliculas que se describirdn a continuccidn, asl como

con la pelicula ordigaria de haluro de plata,

-

Un ejemplo de un nuevo sistema de reproduccidn de
imdgenes'dol tipo considerado que requiere un nuevo aparato
prooesador de cémara es el que se desﬁribe en la memoria COTTES=
pondiente a la patente francesa n® 1.466.349.

IZn una forma de realizacién tipica de este sisfema

de reproduccién de imagoen, se impresiona de la siguiente manera
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wa estructura fotoelectrosologréfica comprensiva de un sug~-

trato conductor con una capa de material reblandcoible o solu~
ble contentivo do particulas fotosensibles que rocubre cl sus—
t;ato conductor: se forma una imagen electrostdtica latente so=-
bre la superficie fotoconducitora, por ejemplo mediante carga
eleotrostdtica uniforme y exposicidén a un grafismo o disocfio de
radiacién activadora., So revels después la caba reblandecible

o soluble eoxponiendo la placa a un disolvente, el cual disucl-—
ve o 86lo ablanda la capa soluble, Las particulas fotoconducto-
rag que han sido expuestas & la radiacién emigran a través de la
capa reblandecible al ser ésia ablandada y disuwelta, dejando wna
imazen sobre el sustrato copductor que constituye un negativo del
original. Se cbt;ene, pues, una imagen negabiva de una positiva.
Hediante el uso de diversas técnicas, pueden establecerse ind-

gones positiva a positiva o positiva a negativa, segin scan los

~materiales empleados y obtros factores. Aquellas partes de la

capa fotoconductora que no émigren al substrato conductor se
suelén eliminar mediante el disolvente con la capa soluble o
forman un fondo en o sobre la capa reblandecible,

Existon tres estructuras foboeleoctirosologrdficas bd-

sicas que pueden utilizarse: una configuracién en capas que com-

"~ prende un sustrato conductor rovestido de una capa do material

reblandecible contentivo de wna capa de material fotoconductor,
por lo comin incoherentemente embebido on la superficis superior

de la capa reblandecible; una estructura de aglubinacidén en la

. que las particulas fotoconductoras quedan disyersadas nor toda

la capa reblandecible que so superpone a un sustrato conductor;

y wna estructura revestida en la que un sustraito conducior es re-

oubierto por una cava de maierial reblandecible, a lo que siguo

" un revestimiento de pariioculas fotoconduchoras ¥ wn segundo Tee—
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vostimiento de material reblandecible gque doja aprisionadas
las particulas fotoconductoras.

El procesc fotoelectrosologrifico comprende en gone~
ral una conmbinacién de fases de proceso que incluye la forma~
cién de wna imagon electrostédiica labtente y su revelado con un
disolvente, un vapor, o calor, o combinaciones dé estog fac— i
tores. Otro sistema nuevo de produccién de imagen descrito en la
memoria correspondiente a la palente belga n® 709,703 expone,
una estructura para la formacién de imagen por emigracién ubili-
zando un procedimiento que comprende la formacién de una imagen -
electrostdtica latente sobre una superficie fotoconductora, por
ejomplo cargando electrostdtiocamente de modo wniforme, bajo
condiciones de cédmara oscura, con exposicién a un disefio de ra-
diaoién activadora., La capa reblandecible del material, que es del

tipo arriba descrito, se revela durante unos pocos scgundos en

un vapor disolvonte al tiempo gque se mantiene hajo condiciones de

cﬁmara_oscura, con ;o Que seo origina wna migr?cidn golectiva de
particulas fotoconductoras en las zonas expuestas a la radiacién.
BEstas particulas descienden hasta el sustrato conductor o hasta
sus proximidades. Se somote despuéé la estructura revelada al
vapor , al efecto del calor, lo que es causa de que las particu—
las fotoconductoras en las zonas no expuestas a la radiacibn se
agloneren o floculen, acompafiado esto de una fusidén de las par—
ticulas fotoconhuctoras, 1o que da como resultado una densidad
de fondo muy baja. Oira secuencia de fasecs de proceéo que dan
como resultado la misma roproduccidén do imegen consiste en que
la imagen formada por migracién que proviamente se ha cargado
uniformenente y so ha expuesto, puede formarse por calor, segui-
do de exposicién a vapores disolvqptes; calenténdose después

por segunda vez, Con-la téonloa del vapor,de formacién de una
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imagen por migracién, es de hacor notar que no oxiste lavado

de ninguna parte dol material existente dentro de o sobre la ba-

se do la pelicula. Para hallar una descripeién completa de los

nateriales y métodos empleados en estos sistemas de pelicula,
véanse las patentes francesué nds arriba indicadas.

‘ Es un objeto de este invento el aporiar un procesa-
dor universal de .cimara para exponer y elaborar una mulitiplici-
dad de sistemas de reoproduccidn de imagen. '

Otro objeto de este invento es el de mejorar procesa-—
dores de camara automdticos para hacer una reproduccidn continua -
én pelicula de objetos originales.

Otro objet6 de esta invencidn es el de mejorar los

procesadores de odmara fotoelectrosologrificos asi como los pro-

cesadores de camara para exponer y Tevelar peliculas de haluro

“de plate.

Otro objeto mas es el de mejorar un procesador de

cimara sutomdtico para peliculas fotoelectrosolograficas.

Estos y otros objetos de estd invencidén se realizan
por medio de la presenﬁacién de una radiaocion constitutiva de
un disefio frente a una pelicula sensibilizada; con medios para
presentar la pelicula expuesta a disolventes adecuados para Te-
velar la pelicula expuesta, y con medios para manipular la pe-
1{oula en el sentido de que presente una nueva zO¥a para poste-
rior formacian de imagen.

Para una mejor comprensidn del invento, asi como
por lo'qpe se refieie a otros objetos y carac%eristioas del
mismo, nos referiremos a la siguiente descripcion detallada del
invento, tomada en unidn de los plénos que se acompafian, en
los cualess '

la fig. 1 es un esquema de una -unidad procesadora de



10

15

20

25

30

camara vertical;

la fig. 2 es un afZado latgral parcialmente en sec~ -
cibn, de un procesador de camara con las cubiertas guitadas para
mostrar los compoéentes asenciales;

la fig. 3 es una vista de extremo con partes suprimidas
para mostrar 1os‘componentes esencialen;

la fig. 4 es un esﬁuema de'circuitos electricos co-

rrespondientes a las operaciones de expoEicién ¥y proceso del pro-

cesador de camara; .

la fig. 5 o5 un’ esquema de cirouitos eléctricos de la .
carga del corotrdn;

ls fig. 6 ;s un esquema-blogue que muestra la opera-
cibn simulténes de la exposicién'y del.revelado de pelicula de
haluro de platas;

las figs. T a 9 son esquemas~bloque que muesiran la
exposicidn y elaboracidn simultaneas de la pelicula fotoaléctré— '
solografica; | .

la fig. 10 es un esquema del proceso de la peliculg
fotoelectrosolografica de la fig. T;

. la fig. 11 #s el esquema de sincronizacion de valvula.
para él sistema de elaboracidén de la fig. 10;
_ la fig. 12 es un esquema del: proceso de la pelicu}a
fotografioa de la fig. 65 ¥

la fig. 13 es un esguema dél proceso sobre la pe}icula
fotoelectrosolografica dela fig. 8.

Con Teferencia a continuacidén a los planos, diremos que
en la fig. 1 aparece una representacion esquemdtica de un procese-
dor de camara ;onforme a esta invencion. El aparato representado
en osta forma de realizacién indicativa puede utilizarse para expo—

.

ner y elaborar la peliqula de haluro de plata, tanto del tipo transg=~
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parente como del tipo opzoo, asi como las nuevas peliculas foto~
electrosolografices que se han descrito. El esquema muestra una
orientacidn de camara vertical, donde la pelicula 20 a elaborar se
mantiens en una posicidn horizontal tanto durante la exposicidn
en el puesto de exposicion 22 como durante la manipulacidn o ela=-

boracidn en el puesto de proceso 24. La pelicula 20 se ti.ene sobre

una bobina de alimentacion 26 y se hace pasar & traves de un par

. - A}
-de rodillos, constituido por un rodillo loco 28 y un rodillo de

presidn 30 que entran en contacto con la pelieula .a cada 1ado‘de
la misma, en tangente comin entre aﬁbos rodillos. En un lugar si~
tuado en el 1ado.opuesto a las estaciones de exposicidn y proce—
g0, & lo largo de la irayectoria seguida por la pelicula, se ha-
lla un rodillo accionador de ésta, 32, que actia en comin con un

rodillo de presidn 34 en una tangente comin a travées de la super—

ficie de la pelicula. La pelicula es acoionada por el rodillo 32

hasts pasarla a la bobina receptora 36, dispuesta de modo qpé
mantiene una ligera tensidn sobre la pelicula, con 1o que va Te-
cogiendo y conservando sobre si la peliaula suninistrada a la misma
por el rodillo accionador 32.

Una vez asi dispyesto el trayecto de la pelicula, se
hace pasar la misma por fentedel puesto de exposicidn 22 y del
puesto de proceso 24, asli como de una unidad de calentamiento 38
que se halla interpuesia en el irayecto de la éelicula, entre ol

rodillo accionador y la bobina receptora 36, aun cuando podria

también situarse Gtilmente en cualquier lugar a lo largo del tra-

Yyecto de la pelioula, tras el puesto de proceso. El calentador
puede presentar cualquier forma, siendo, por ejemplo, un calenta-
dox ra&ianta, segun representado, o un ‘horno, o un cilindro‘calen—
tado, o similar.

. :
En ol puesio de exposicion 22 existe una lente y un ob=-

-
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turador, y una unidad de fuelle designada en general por 40,
También se halla situade en el puesto de exposicién 22 wn coro-
4trén 42, para cargar electrostdticamente, de modo wiforme las .
pelfculas fotoeloctrosologrdficas que pueden ubtilizarse en este ‘

sistema. In la estacién de proceso 24 hay una cédmara 44 que

prosenta una entrada 46 y una salidé 48, con wn elemento de

caldeo 50 yuxtapuesto a la pelicula pero en el interior de la
cémara. E1 elemento calentador se encuentra espaciado de la
peiicula, de modo que gqueda una porcicn hueca en la cénara a
ocuyo través fluyen los fldidos del tratemiento para entrar en
contacto con la superflcie de la pelicula fijada contra la cé-
mara durante la fase.de elaboracién.VSe ha representado un re-
civiento de acrosol 45 en comunicacidn con la puerta de en-
trada 46. Este reciniente contiene un vapor de revelado nara
lag peliculas fotoelectrosologrdficas. Se suelba el vapor den—
tro de la cdmara 44 para entrar en contécto con la suporficie ser
sible de la velicula, mediante presién de la védlvula 47 del
recipiente, El vapor puede salir a la aitmésfera o a un depb—
sito (no representado),

La placa de presién posterior 52 del procesador
de cémara se halla sujeta vor un soporte 54,.a fin de ponerla
en contacto con la superficie trasera de la pelicula 20, oca-
sionando wn ajuste a presién entxerla superficie fronital o sen-.
sible de la pqlicula 20 y los puestos de exposicién y trata-
niento de 1la unidad procesadora de cémara, La parte de la
plancha posterior 52 en contacto con la pelicula contiene una
superficic de amoyo, al vacfo, 56, que mantiene la pelicula en
un plano liso, en la longitud focal do la lente dontro de la
unidad 40. El apoyo por accién de vaclo opera mediante wn tubo

do vacio 58 conectado a una bomba de vacio (no representada).
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La seccién de la placa posterior 52 en contacto con la policula,

‘situada en el puesto de itratamiento 24 del procesador de camara

contiene una almohadilla de caucho, de »resién, 60, que mantiene’
a la pelicula ajustadaménte contra la abertura de la cdmara 44,
de modo que los fldidos gue corren por su interior no nodrdn og-
capar entre la abertura de .la cdmara 44 y la superficie de con-
tacto do la pelicula 20,

El sovorte 54 que sitta la placa posterior 52 del
procesador de cédmara estrechamente conira la pelioula 20 y las
estaciones de exposicidén y tratamiento, se halla uni%p a la pla=
ca posterior 52 por un medio cualquiera , o ostd formade como
parte inbegral de la misma, El soporte va pernado o unido en
otra forma a un solenoide 64 ¥ un eje de conexién 66 nara mover
la placa posterior 52, poniéndola en contacio a presién con 15
pelicula, para exposioidén y tratamiento, o para hacer pasar la
nisma, o suprimiendo diche contacto. Suprimido el contacto de
la placa posterior 52 con la pelicula 20, ésta podrd ser arras-—
trada por el rodillo accionador 32 hacia la bobina receptora
36, y situada de maﬁera que so presente una nueva porcién de pow-
licula 20 en el puesto de exposicién 22 para exposicién ante
un objeto o dooumenio mienfras que aquella porcién de pelicula
20 que anteriofmente fue exﬁuesta en la estacidén de exposicién
22 pasa al puesto de tratamiento o olaboracidén 24, La parte de
15 pelioula previamente expuesfa se convierte en wa cuadro de
imagen y puede tratarse simulténeamenite a la exvosicién del si-
guiente cuadro de la pelfcula, mientras que la placa vostorior
52 nuevamente entra en contacto con la pelicula 20 y la mantie-
hé contra ol puesto de exposicién 22 y la estacién do tratﬁ-
miento o proceso 24. - -

Con referencia a continuacién a la fig. 2, diremos
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que apaiece en ella una vista lateral de un aparato procesador
de cémara conforme a la invencién. Dontro de wun alojamicnto 68
hay un aparato algo similar al que se ha reprosentado osquemé=
ticamente en la fig. l. Existe una bobina suministradora de po=
lioula, 26, con la que ajuséa wsa leva 70 para cargar un muelle

que actiiza mds bien como embrague de friccién para lograr un

. arrastre variable de 1la bobina de alimentacién’ 26. La velicula

20 alimentada por la bobina suministradora 26 pasa sobre unos

rodillos—guia, constituidos por un rodillo loco central de caida

72, ¥ uwn rodillo de presién T4, montados ambos apropiadamente en

- rotacién dentro de una placa de montaje T6 vrosionada por ei

muelle 78, Un tornillo regulador 80 sustentado sobre el aloja~
miento o caja 6@ por un soporte 82 sujefo por medio de un torni-
1llo 84, regula la presién que el rodillo T4 ejerce sobre la. pe—
1fcula. El tornillo regulador queds ajustado por la tuerca 86 de
modo que la placa de montaje 76 y los rodillos montados sobro la
misma mantienen la pelicula 20 fuera de contacto con el puesto
de exposicién 22 y el puesto d§ tratamionto 24 cuando la placa
posterior de presién 88 queda desa&ustada del lado posterior de
la pelicula 20. La colocacidén del soportg de montaje 76 por mé—
dio del tornillo regulador 80 es tal que asegura ademds el con—-
tacto entre la pelicula 20 y las bandas de puesta a tierra 90,
neoesario en el tratamiento de pélic&las sensibles electrosté-—
ticas. Las bandas de npuesta a tierra 90 van montadas por medio
de un tornillo 92 en el bastidor de la caja con una tira conduc—
tora 94.

En el puesto de exposicién del aparato represcntado

en la fig. 2, hay wna uwnidad de lente y obturador referenciada

con el nimero 40 y un fuclle ajustableé 96 para formar una imagen

onfocada en ol plano de pelicula ostablecido por la platina 56
N
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de presién por vacio, de la placa posterior de presidn 88,
La platina de presién 56 estd constituida por un material duro,
tal como una plancha de caucho endurccido 98, a fin de manto-

ner bien lisa la pelicula 20 en ol plano adecuado, en el puesto

‘de exposicién. La placa 98.estd acanalada con el fin de sujetar

la pelicula en posicidén plana en toda su superficie cuando se
establece un vacio por mecdio del tube 53, La placa posterior

88 no s6lo sitva la pelicula en ol plano correcto para la exdo=

- siocién, sino que ademis mantiene pegada la pelicula contra la

cémara de prooeso o tratamiento durante la operacién del ciclo
de vrooeso y exrosicién.

Il enfoque se realiza moviendo el fuelle y la lente
Y el obturador, alejéndolos o aproximindolos al puesto de expo—
sicién de la cémara, mediante giro manual del mandé 102, lo que
hace moverse el bastidor 104 a lo largo de los carriles 106.El

digparo del obiurador nuede hacerse manualmente o accionarse au=

tomdticamente por medio de un solenpide. La focalizacién del ob-

joto en el plano de pelicula puede examinarse visualmente sug=

tituyendo la platina de presién 56 por una placa de vidrio csmeri-

‘lado. Esto puede hacerse fédcilmenite haciendo deslizar toda la

platina de presién 56 hacia wn lado u otro del puesio de oxpo-
sicién e insertando alll una placa de vidrio esmerilado frenie
al plano de imagen del puesito de exposicidn. -

Situado en el puesto de exposicién, immediatamente
dotrés del fuelle, Lay un elemento de carga en corona tal como

el corotrén 107, fijado en posicidn nor medio de unos tornillos
108 y mantenido dentro-de una cublerta nrotectora 110 que alberga

ol hilo del coroirén y el conductor sléotrico del corotrdén 112,
El hilo del coroirén estd situado a aproximadamente 0,6 pulgadas
(15,24 mm) ‘de la pelicula, La pelfoula queda sujota contra la
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abertura 114 del puesto de exposicién 22 por el olemento pos-
torior acanalado de vacio 98, que queda dentro de la placa pos— )
terior 88 del procesador do cémara.'Cuando se halla on la po-
pioién que aparece en la fig. 2, la placa postorior 88 mantiene

a la pelfcula contra la abertura 114 del puesto de exposicidn

?2 por medio del elemento acanalado 98 mientras que sujeta otra
parte do la pelicula £0 en ostrecho contacto contra la cémara 116
del.procesador, por medio de la almohadilla de presién, en caucho,
118,

La actuacién de la placa posterior 88 se regula por
1a caja de engranajoes accionadora de’'la misma, 120, montada me-
diante tornillos 122 en la caja 68 y sujeta por el porno 124 a
un &rbol roscado 126 que presenta una tuerca limitadora 128, la 7
cual entra alternativamente en contacto con los desconectadores
de fin de carrera 136 ¥ 132, La tuerca limitadora est4 on Intima
conaxidén con el perno 134 que se mantiene en contacto operanfe
con la placa posterior 88 modiante un perno postorior de libera-
cién 136 montado dentro de una‘ranura 138 do la placa posterior
88 y que puede salir de dicha ramura para liberar la placa pos—
terior 88 del perno 134 y del mecanismo accionador de la misma
para la cémoda ooﬁservacidn de las zonas de exposicidén y trata—
niento, del aparato. La placa postorior 88 esid montada en dis-
posioidn giratoria en el pivote 140, tanto para el paso gradua-
do de oiclo normal, como para ol mantenimiento, La caja 68 pre-

‘senta una puerta posterior, euyo maréo,14l puede aprociarse en
la fig. 3. Bsto hace mds fdcil el desmontaje de las piczas, Exis-
ten asimismo puertas laterales para el paso de la pelicula o para
trabajos generales de reparacién. Sus marcos aparocen igualgente
ropresentados, on 143. |

La cimara de tratamionto 116 presente una puerta de
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entrada 142 y una puerta de salida 144, asi como una secciéﬁ
intermedia para el flujo de fldidos, 146, donde el fldido que
pasa por la cémara 116 entra en contacto con la pelicula 20 si- .
fuada en la abertura de la cémara 116,.E1 fldido se dirige a la
cémara 116 por cualquier medio de bomunicacién, £a1 como el ‘tubo
148, '

Se acciona la policula mediante el rodillo motor 32
¥y se mantiene ajustédamonte contra el mismo con el rodillo deé
nresién 34. Se va pasando o situando’ & continuzcidn la pelicula
sobre un rodillo céldeado 150, ¥ a continuacidén a la bobina re-
ceptora 36 que se acciona de modo que mantenga una tonsién sobre
la pelicula, sostenida sobre ella, por una correa mobriz 152.
unida al rodillo moior 32,

La fig. 3 es una vista de extremo del aparato rcpre=
sontado en la fig. 2 y representa wna.forma de realizacién deo un

procesador de cdmara horizontal capaz de exponer y tratar varios

tipos de peliculas Tdtomensibles. En la caja 68 y.a través de

~ la pared posterior parcialmente rota, puede vorse la bobina su-

ministradora 26, de la gue procede la -velioula 20 para pasar so-

~bre las bandas de puesta a tierra 90 hasta ¢l puesto de exposi-—

cidn 22 y el puesto de tratamiento 24 antes de pagar por el rodi-
1lo motor 32 y el rodillo de presién 34 pars quedar depositada
sobre la bobina receptora 36. En el puesto de- exposicidén 22 apa=-
rece- el corotrén 107 dentro de su cublerta probectora 110 en uné
de sus dos ppsicioneé normales de detencién, a los lados de la
abertura de exposicidén 1l4. El coroirdén y su cubiorba nrotectora
son accionados por wn pequeﬁo'motor de accién sincronizada H-1
dispuesto sobre una placa de méntaje 154 y sustentado nor wn
bastidor 156. El accionamiento tiene lugar mediante una correa

do reglaje, un,engranaje reduotor y wma leva cilindrioa izquiorda-
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- derecha (no revrosentada),

En funcionamiento, ol motor accionador del coro-
4$7én 1leva al corotrén emisor de corona ¥y su cubiorta protecto= *
f@ 2 través de la aberiura 114'a razén de unas 0,8 pulgadas
(20,32 mm) por segundo, pare cargar una pelicula fotoelecthroso~
logréfica para su subsiguiente exposicién y proceso de elabora-
cién, Para las polaridades positivas, se ha comprobado que unos -

1imites de voltaje de 100 a 300 voltios en la pelicula dan resulte

dos particularmonte buonos; tratdndose de una pelicula que po—

soa una superficie fotoconductora de selenio en una resina %er—
moplédstica sobre una bhase de milar motalizado, Cuando se cemplean
tensiones de polaridad negativa sobre el mismo tipo de pelicula,
se obiienen resultados Sptimos 81 el voltaje es de unos 25 a
unos 150 voltios. Las tensiones del corotrén pueden llegar a
los T.000 voltios o més. Cuando el corotrdén alcanza el otro lado
de la abertura 114, tras su posicidén de reposo, entra en reposo
nuevamente y permanece asi hasta que se requiera el uso del si-
suiente cuadro de pelicula para 6argar ¥ exuoner,

In el pwosto de tratamiento 24 se ha ropresentado
la vista de cara de la cédmara 116 con su placa de flujo 146, La
cémera va fijada al cuerpo de la cajardel procesador de cémara 68
por modios tales como unos tornillos 158, La ecdnara obtiene sus
élﬁidos por un tube de toma 159 y los fldidos, %rds el trata-

miento, son extraidos de la cdmara y pasados a un puestoc de ox—

pulsién o bien se 1lés hace recircular por un tubo de salida 160,
Tanto el tubo de toﬁa 159 como ‘el de salida 160 atraviesan la
pared de la caja 68 por wras aberturas apropiadas.

Se ha roﬁroscntado el perno-nivote 140 on su posi-

oidén rolativa a los puostos do exposicién y tratamiento del pro-

cosador de cémara, En la parbte inferior de la placa posterior 88,
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por debajo del perno 140 hay dos resalies ranurados 162 y 163,
ambos ablortos para rotener el porno 134 que va unido por wn en-
laoe apropiado a la caja de engranajos 120, para poner la placa '
posterior en conbacto a presién con la superficie posterior de
la pelfcula, o suprimir dicho contacto. La pieza motriz do cono—
Xién con la placa posterior, 164, ajusta con el perno 134 para
efectuar ol movimiento positivo de la placa posterior. El perno
136 y un eje de conexién 166, perpendicular al perno, son méviles
en sentido ascendente, a fin de podei liberar al perno de reten~-
oién 134, que vodrd hacerse deslizar a continuacién por ol tiran—
te de conexién 164, lo cual permitird que gire la placa posto-
rior 88 en torno a su pivoie 140 par; wna més f4oil consorvacién
de los puesios de exvosicién y tratamiento,

‘ La caja de engranajes 120 accionadora de la placa
vosterior (que aparece en la fig., 2) os accionada por un mﬁtor
principal reversible l-2, a través de un cuerpo de engranajoe
168, un acoplamiento 170 y un &rbol 172 sobre los bloques 174
¥ 176. La accién del mobor lim2 estd conectada con la caja de en—
granajes 120 por wia correa de sincronizacién 178 montada sobre
una polea 160 y un &rbol 182 mantenido en posicidén por un cojine-
o 184 montado sobre un bastidor 186. El funcionamiento de la
placé posterior a itravés de la caja de cngranajes 120 se dirige °
mediante un mecanismo de embrague 188 que, al. actuar con el
motof reversible l-2 droporciona el movimiente necesario avan-
zante y reoulante vara liberar la placa posicrior de la super—
ficie trasera de la pelicula y devolverla a su posicidn una vez
pasado al cuad;o de pelicula siguiente. Se ha afiadido un acoplam
miento £lexiblo 190 al &rbol 192, con el fin de evitar el nro-
blema de zlineacidn. Ajust#ndo ol amperaje al embrague eléetrico

188, .1a presién ejorcida sobre la pelicula contra el puesto de

.
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trabamienio puede ajustarse asimismo.

El rodillo motor 32 que conduce positivamenie la
pelicula 20 a través del puesto de exposioidén y del puesio de
tratamiento, y, eventualmente hasta la bobina receptora 36, os
accionado por el mismp motor M-2 que acciona la placa posterior,
Bl funcionamiento del rodillo motor, sin embargo, se realiza a
través de los bloques de soporte 176 y 174 y un embrague des—
lizante eléctrico 194 y un freno eléctrico 196, nocesario este
Ultimo para asezurar el paso exacto de un solo cuadro de la po-
licula expuesta., Bl 4rbol mbtor sirye para hacer girar una po-
lea motriz 198 que, é su vez, aocciona una correa de sincronizaw
cién 202 y una segunda polea 204. La polea 204 va montada coaxial-
menteo reépecto al rodillo 32 por medio de un 4rbol 206 y senpara-
da del rodillo 32 por un espaciddor 208 y una polea 210 en torno
a la cual actda la correa motriz 152 para hacer girar la nolea
rocoptora 36. EL 4rbol 206 es el 4rbol de accionamiento del rodi~
1lo motor 32 que mueve positivamente la peliocula a través del.
procesador de cémara. Bl rodillo de presidén 34 va espaciado para
ajustar con la parfe trasera de la pvelicula en el rodillo motor

32 por un espaoiaddi 212 ¥ se halla cquivado de una tuerca 214

que permite al operador desmontar el rodillo 34 yara un paso mis

) f4cil de la nelicula 20 en torno al rodille accionador 32, BEl

rodillo calentado 150 cstid montado en un cojinete, en la caja
68, quedando libremente rotativo y moviéndose friccionalmente
con la pelicula segin pasa ésta sobre él. El rodillo calentado -

150se puede calentar y onfriar intermitentemente o mantenersc cons

tantemente & la temperatura de funcionamiento. Puede mantenerse
contra la pelicula en wna pogsicidn enire cuadros, o bien puede
hacerse girar sacdndolo de posicién después de la fase de en-

cuadre. Se puede sustituir el rodillo 150 por un horno o un ca-
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lentador radiante, logrdndose los mismos resultados sobre la -
pelicula, necesariod para los ciclos do tratamiento que se des~
crlbzrén a confiinuacidn. '

La temperatura de fu516n de una pelicula bame tfnica
tal como el milar es de 3409F (171,119C). EL calor preciso para

aglomerar el fondo de la peiicula fotoeleotrosologréfica es de

.aproximadamenta 1909F (87,779C); wor consiguiente, ol rodillo

puede permanecer en contacto con la pelicula incluso cuando éata
se halla en situacién estacionaria, 8in ocasionar dafios. Lo mise
ﬁo sucede con un horno o un calentador radiante, o una combina-
cién do ambos.

IAWTPULACION DE FLUIDOS

Con la unidad de procesador de cémara que aparece en '
las figuras anteriores existe un sistema de manipulacién de
fltidos en conexién con los fluidos de revelado necesarios para
el tratamiento de los diferentes tipos de peliculas’ que pueden
exponerse y iratarse mediante ¢l aparato gque queda explicado,

Las fiéﬁras 6-9 muestran los ciclos del procesador de cdmara para
la exposicién y vroceso de los diferentes tipos de velicula in-
dicados en el bleque suverior de cada una de las figuras,

La overacién cicllca del procesador de cdmara se in-
terpretard en estas figuras leyendo -los blogues on sentido dea= .
cendente. Las achividades indicadas en lineas paralelas indie
can acclén 31multénea, ¥ por lo que se reflere a actividades in-
dIv1dualos expuestas a lo largo de la nisma linea cono otras ac-
tividades relacionadas individualmente, indican operacidén cn se-
rie o mecuencia. Una vez iniciado~ﬁn ciclo, tanto la exposicién
como el tratamiento se llovan a cabo simulbdneamente, es decir,
que cuando un ouadro ostéd siendo expuesio o cargado y expueato,

ol cuadro expuesto anteriormente so somete a proceso de traba—

!

»
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miento simulﬁﬁneamenﬁe a la exposiocidén o a la carga ¥y exposi-
oién del siguiente cuadro del rollo de pellioula, 4 continuacidén
de torminar un ciclo do exposicién—tratamienﬁo, la pelicula co-
rre un cuadro, colocdndose asi tna parte de la pellicula no
expuesta en el puesto de exposicién 22 y wna parte previamente
expuesta on la, estacidén de tratamiento o proceso 24, El ciclo
exigird un tiempo igual a la suma de los tiempos necesarios en

el puosto de exvosicién o en el puesto de tratamiento, sea -

. 1
cual sea?més largo. Resultd conveniente.cargar la pelicula co-

locando la platina de presién 88 en su posicién no operante’
hacia atrds, en relacidﬁ con el puesto de exposicidén y la cémara,
Bsto permitird el f4cil paso de la pellcula por el procosador
de cdmara. Bl rodillo de presién T4 ¥y el r;dillo de presién ine
ferior 34 se mucven en el sentido de alejarse de los rodillos-
guia 72 y 32, respectivamente, con lo que la pelicula vasa en-
tremedias para seguir su trayecto hasta enrollarse en la bobina
receptora 36. Una vez que se ha,monﬁadb la pelicula y cada vez
que se la hace avanzar, la platina de presién 88 se asienta
contra elnbloque que alberga el puesto de exposicidn y la cé-
mara de tratamiento. Esto coloca la pelicula en el plano co-
rrecto para la exposicién ¥y asiente firmemente la parté de pe-~
1fcula proviemente expuesta contra la cédmera de tratamiento. El
grado de presién que ejerce la placa postefior 88 contra la cé~
mara puede variarse mediante regulacién del nivel de corriente
del embrague de acclonamiento 188. Und vez asentada la placa
postorior, fluyen las soluciones por la cédmara de tratamiento,
ol corotrén realiza una vasada a todo lo ancho de la nelicula

no expuesta y se expone la pelicula accionando el obturador,

-

Completados los ciclos de oxvosicidén y tratamiento, se hacé gl

rar la placa de presidn posterior 88 en ol seontido de separarse

nm e
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de la cdmara de ‘tratamiento y del puosto do cxvosioién, sao su-
prime el vacio on la plancha dura, acanalada, nosterior, de ex—
posicidén, 98, y so hace correr la pelicula un cuadro mediante

accionamiento del motor M~2, operando a través del embrague 194

¥ del freno eléchrico 196. Se cierra a continuacidén la placa pose-

terior 88 y pucde repetirse ol ciclo en ol puesto de exposicién’
¥ en ol puesio de tratamienjo.

La fig. 4 representa un esquemsa eléotrico de la one-
racién simulténea de los pusstos de exposicién y tratamiento del
procesador de cémara. Bl conmutador de encendido Si¥-l tione dos
contactos., El primer contacto, indicado por SH-lA envia ecnexrgia
al rolé CRri, que clerra el contacto CR-l. Egto excita al moior
M~l que mueve al corotrén 107 a través do la abertura 114 para
cargar -la parte de ia velicula sifuada en el yuesto de exposicidn
22, Al pasar el corotrén en su movimienio por la abertura, abre
el mismo ol desconectador de fin de carrera LS-1l, normalmenie ce—
rrado. Igto desactiva al moboxr II-l. Un segundo desconectador de
fin de carrera LS-Z se halla normalmente ablerto pero se cierra
por la acecidén del corobrén al alcanzar éste el final de su barri-
do de la pelicula. El cierre del desconcotador LS~2 activa el re-

16 de retardo CR-2, cerrando momenténcamente el contacto CR-2A,

. con lo que se activard el solenoide S0L-1 utilizado para disya-

rar ol obiturador en el puesto de exvosicién. Bl relé de relardo
CR-2 cierra también el contabto CR-2B, lo que activa ¢l relé CR-3,
corrando en cambio el contacto CB-3, lo cual mantendrd a conti-
nuacién el relé CR-3 en estado de excitacidn, al'tiempo'que indi=
card la torminacién dol ciclo de exposicién.

Simultdneanente, el botén de pucsta en marcha cicrra
el contacto SU-1B activando los solenoides de las vdlvulas de

£1d4ido en adecuada seocuoncia para el. proceso de bratamiento de
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la pelicula en el pﬁesto de tratamiento. Cuando los fluidos de
tratamiento han terminado su misién, un reléd cierra el contacto
CB-4, lo que mantendri el reld CR-4 (no representado) en estado
de excitacifn e indicard el final del ciclo de tratamiento. Cuando

ambos contactos CR-3 y CR-4 se han cerrado, el relé CR-5 quedard

' -activado, lo que permitird la iniciacion del ciclo de cambio de

~cuadro.

Al final de este ultimo ciclo, un contacto se.abre

. desaotivando todo el ‘sistema mediante desexcitacidén de todos los

relds, lo que deja listo el sistema para una nuevs iniciacidn de
su funoionamiento. ’

La fig. 5 es un esquema eléctrico de la conmutacidn
del voltaje del corotfép de positivo a negativo para conseguir
ciertos resultados agui menoionédos para el revelado do peliculas ,
fotoelectrosologrificas. Un relé de contacto CR-6 mantiene la sa-
lida de un suministro de energia de alta tensidn, de modo'qpe ia
polaridad del voltaje en contacto con ‘el hilo del corotrdn, 107,
es poaitiva al tener el contacto CR-6A en conexidén - - la salida
de polo positivo de la fuente de eneréia de alta tensidn con el
hilo del corotrdn y el contacto CR-6B en conexidn el polo negativo
de la fuente de alta tensién con la cubierta del corotrdn o con
tierra. &1 cerrar el interruptor SW-2, activando el relé CR-6, los
contactos CR-6A y CR-6B conmutan los polos de salida de la fuente d
energia de alta tensidn a2l hilo del corotrdn y a la cubierta, ha-
ciendo asi negativo el hilo del cofotrén, con lo quer se produce
una descarga en corona negativa an el corotrdn para establecer
contacto con la pelicula fotoeleoirosologréficé. Se sitla una re=—
sistencia R-1 en la linea que va del contacto CR-6B al hilo del

corotrdén, con lo que se reduce la tensidn negativa efectiva que

alcanza al hilo del corotrdn cuando se ha activado el relé CR-6.
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Ello permite una mis baja alimentacidn de vbltaje al hilo del
corotrdn cuando estd on forma necativa, que la qpé se suministra
al mismo en.ia modalidad positiva. Bl interruptor SW-3 enciende
v apaga la alimentacidn de energla de alto voltajee

TRATAMIENTO DEL DALURO DE PLATA

La operacion de tratamiento de la pelicula de haluro
de plata se ha representado en el esquema bloque de la fig. 6.
Aqui, se monta un rollo de pelicula de haluro de plata tal como
la pelicula 20 en las_figs..1-3.A1'comienzo del ciclo, un origi-
nal de entrada ss ilumina por cualquier fuenie adecuada emisora de
radiaciones y se expone el primer cuadro en el puesto de exposi-

cion 22 a los rayos luminosos del original de entrada durante

el tiempo suficiente para afectar a los materiales fotosensibles.

Se corre a continuacidén la pelicula en un grado, de modo que el
ocuadro que acaba de exponerse entre en ‘el puesto de tratamiento-
o elaboracién 24 y un segundo cuadro pase al puesto de exposicidn

22, La placa posterior 88 del procesador de cémara se separa de .

- 1la pelicula cuando tiene lugar este paso de cuadro y se desplaza

despuds a su posicidn operante para sujetar la pelicula 20 a la
estacién de exposicidn 22 ¥ a la de tratamiento 24 de modo que

so establece un cierre hermético a los fllidos en la camara 116.

" Mediante el sisteme de vacio en la placa de vacio 98, queda suje-

ta la pelioula en posicidn plana en la abertura de exposicién 114.

De nuevo .aqui el cuadro, si bien un cuadro diferente
) b4

- en ol puesto de exposicidn, queda expuesio a los rayos luminosos

del original de entrada, mientras que en la parts de la cimara,
del aparato, fluye una solucidn reveladora del haluro de plata,
tal como la fenidona de hidrdquinona, paéando por el cuadro pre- )
viamehte oxpuesto de la pelicula de haluro de plata, con lo que

se Teducen & plata metidlica aquellas porciones de la pelicula ex-



10

15

20

25

30

puestas a la luz. El £14ido se desplaze en una corriente laminar
contra la gravedad, de modo muy regulado, para activar las sus—

tancias fotosensibles de la pelicula de haluro de plata. .Ia . o

A}

-exposicién y el tratamiento se realizan simultdneamente. Tras

el tiempo suficiente para revelar la pelicula previamente ex—
puesta (lo cual varia segin el tipb'de revelador utilizado), se
extrae ol flﬁido.revelador por medio ds unas valvulas adecuadas
externas al procesador de cémara y se hace pasar por la pelicﬁla,
dentro de la cimera, una solucidén fijadora, por ejemplo tiociana-
to sddico o ambnico. Cuando la solucidn fijadoia ha tenido tiempo
de desactivar el polvo reductor del revelador de la pelicula y

dé constituir una solucidén soluble en agua del haluro de plata

no reducido, la vélvula de la solucidn fijadora cierra el paso

del fliiido, y una tercera fuente de.flﬁ;do puninistra un flﬁido

de lavado, agua por lo general, a la cdmara, para extraer todo
residuo del revelador y larsolueién fijadora. Una vez que la so—
lucidn de lavado pasa por la superficie de la pelicula en la aber-
tura de la cfmara, se seca la pelioula en la cémara, ¥a sSea con un
calentador interno, tal como se ha repreéentado esquema ticamente
en la fig. 1, bajo la referencia 50, o mediante aire caliente, ©
similar, que se pone en contacto éon la pelicula haciéndolo fluir'
por la cémara. Completada la fase de.secado del ciclo da trata-
niento, y terminada asimismo la exposicidn del ouadro sucesivo de
la pelicula, se activa el motor M-2, y‘actuando a través de la co-
rrea 178 y del embragug 188, el aparato hace girar la caja de en- .
granajes de la placa posterior, 120, llevando la tﬁerca limitado-
ra 126 hacia el desconectador de fin dq carrera 132 y haciendo que
la-placa posterior 88'gire sobre su eje 140,'con lo que la parte
superior se separard de la parte posterior de la pelicula. Cuando

la tuerce limitadora 126 enira en contacto con el desconectador de
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fin de carrera 132, se desajusta el embrague 188 y cesa el mo-
vimiento de la placa posterior 88. En este punto, actfia el em=
brague eldctrico 194 para hacer girar el rodillo motor 32 en

wna direocidn horaria, haciendo que la pelicula 20 se mueva
haéia la bobina receptora 36. Después de un movimiento de un
grado o cuadro, el freno eléctrico 196 interrumpe el funciona—
miento del rodillo motor 3é ¥ la pelicula queda en reposo. Des—
puds, actlia el embrague 188 en el sentido de hacer girar la caja
de.eﬁgranajes 120 en direcoidn opuesta a la que h;ce separars; la
placa posterior 88 de la pelicula. Ello hace que la tuerca li-
mitadora 128 se mueva hacia-el desconectador de fin de carrera
130 y mediante la pieza de conexidn con la placa posﬁerior 88.
Esto es causa de que'la placa posterior regress a Bu posiciodn
activa, -sujetando la pelicula 20 contrs la abertura de exposicidn
¥ la ééﬁara, con lo que la parte de la pelicula que se expuso
anteriormente queda ahora dentro de la zona de tratamiento en la
abertura de la cémara, y en el pussto de exposicidn queda una
nueva parte, no expuesta ni tratada, de la pelicula 20, El re—
sultado completo de wn ciclo continuo serd un rollo de pelicula
conforme al originel suministrado y completamepte elaborada, fi-
Jjeda ¥y seoca.

La fig. 7 representa un ssquema blogue para sl Teve-
lado de una pelicula fotoelectrosélogréfica. Tras la exposicién
del brimer cuadro, y el primer paso de,cuadro; queda en el pues-
0 de exposicidn 22 una parte de pelioula que no ha sido activada,

expuesta ni tratada, y en el puesto de tratamiento 24, hay una

seceidn de pelicula que ha sido tanto cargada como expuesta.. Con—

tinfia el ciclo con una entrada de pelicula fotoelectrosolografica
designada en las figuras preéedentes por la referencia 20. En el

puasto de exposicion 22 se carga la pelicula con una carga wnifor-
L]

*
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me de entre 25 ¥y 300 voltios, segﬁn sea el material y segin
log resultados requeridos, tales como que se trate de imagen
positiva, negativa, etc. Esto se realiza haciendo que el hilo-del’
ocorotron, 107, atraviese la superfiole de la pelicula por la aber—
tura 114 del puesto de exposicidn 22 mediante una leva cilindri-
ca izquierda-derscha, con lo que se ex%iende una carga uniforme
por la superficie de %f banda de la peliocula, en dicha abertura.
Este movimiento se efectia por activacidn del motor li~1 que hace
girar sl mecanismo de leva, llevando al corotrdn a traves de'ia |
abertura 114, en. cuyo punto, se ﬁispara wn desconectador de
fin de carrera (no representado), que detiens el movimiento del
corotrdn. Tras de la oarga,se dispara el mecanismo del obturador
de la unidad de conjunto 40 y queda expuesta la pelicula a la ra-
diacidén luminoss procedente de un original de entrada. Como la
pelicula es conductora a la luz y ;islante en la oscuridad, las
partes de la peliculs sobre las que incide la luz experimentaran
una emigracion de las particulas de cérga al sustrato condﬁotor de *
la pelicula, que se disiparén por lés bandas de puesta a tierra
90. Con ello gquedard una imagen electrostatioa latente sobre la
pelicula que habrd de revelarse para que sea visible.
Simulténeaménte, mientras tiene lugar la carga y ex-
posicidn de la pelicula fotoeleotrosologrdfica, aquella porcién °
de la pelicula qué anteriormente se ha cargado y se ha expueéto
¥y que lleva sobre si una imagen'electrostéfica latente, se halla-
74 en la camara de proceso o tratamiento, sometida al tratamiento
apropiado, seglin se Ve en 15 fig. 7. En primer lugar, se pone en
contacto con la superficie de la pelicula, en la estacidn de’ tra-
tamiento, un revelador liguido, tal como tricloroetanc o similar,
capaz de disolver la capa soluble. Esto elimina, en configuracidn

de la imagen , una parte del revestimiento de la superficie de la
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pelioul?, que sale por el tubo de expulmidn 144. Bl revesti-
miento es, goneralmente, selenio o una.aleacién del mismo.
Cuando se ha cargado la pelicula con una polaridad
rositiva, a un volitaje de entre aproximadamente 1C0 y 300 vol-
tios, o con una polaridad negativa de 25 a 150 voltios, se ob-
tendrén los resultados Optimos. Tanto en una como en otra de eu—
tas tensiones, positiva o negativa, el material fotoconductor

A3
de las zonas expussias a radimoidn, emigra al revelarse en un di-

molvente, en tanto que las superficies no expuestas a radiacidn
quedan inafectadas hasta la segunda fase, o fase de calentamien-

t0, del proceso. Este proceso de tratamiento da como resultado

un negativo del original. Si la polaridad positiva sobrepasa

. aproximadamente:los 300 voltios, al realizarse el revelado la

emigracion de las particulas fotoconductoras tendrd lugar en zo-

nas que no han sido expuestas a radiacidn, y se formaria un posi-

tivo de la imagen original. Bstes cifras, sin embargo, estan su~
jetas a cambio segin las diferentes peliculas fotoelectrosolo-
graficas que se ravelen o los dife{ent;s materiales o pardmetros
qus se empleen en iales peliculas.

Las partes que se separan preosentan la configuracitdn
de la imagen y constituyen o bien el fondo, en un sistema de ima—
gon positiva, o bien las superficies 'de la imagen en un sistema
de reproduccidn de imagen en negativo (segln haya sido la accidn
previa, tal como se ba descrito en el parrafo anterior). Se cierré
después la vidlvula que conduce a la fuente de liquido de revela— 2

do y se deja vaciar la cfmara o se limpia positivamente de 1%~

quido de revelado. Se seca la pelicula utilizande el mecanismo
. .‘ L) .
calentador designado con la referencia numerica S0 en la fig.l
o haoiendo pasar aire caliente por la cémara pare secar la su~-
F ]

perficie de la pelicula. Cuando se han terminado tanto la carga'
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como 1a exposicién del cuadro de pelicula en el puesto de ex—
posicién 22, y el revelado por liguido, el drenaje y ol socado
del cuadro de pelicula, en ol puesto de tratamiento 24, el me-
cenismo de control acciona el motor =2, Este funciona on la mis-
na férma que se ha descrifo mds arriba para la peliocula de halu-

ro de plata y todo el rollo de pelicula corre un cuadro para

_ la continuacién del ciclo arriba descrito. Bl ‘rollo terminado

de salida serd un solo rollo, elaborado de conformidad con los
originales do entrada y totalmente tratado y secado. Para una
descripeién nds.deballada del méfédo empleado por el presente
aparato, véase la memoria deseriptiva de patente francesa n@
1.466,349.

Ls fig. 8 muesira otro método que el aparato des-
crito en las fiés. 1;3 es capaz de realizar para la exposicidén
v tratamiento de pelicula fotoelectrosologrifica, Tras la pii—
mera carga y exposicién de un solo bastidor de pelicula y el
primer paso de cuadro para situar ese cuadro en el puesto de
tratamiento 24, continda el ciclo para el resto de lg pellicula
que ha de exvonerse, atravesando el corotrén 107 1a abertura de
exposicién 114 mediante aceién del motor N-l, segin se ha des-
crito respecto al proceso representado en la fig. T. Obsérvese
que la leva cilindrica que acciona al corotrén es una QOble leva,
a fin do pernitir ¢l movimienbo del corotrén y de su cubierta
en cualquier direccién, a través de la abertura 114, No obstante,
vars cada cuadro individual, el movimiento del corotrén por la
abertura ha de ser solamento en una direccidn, Despuds de sex
cargada la policula vara presentar la misma una carga oleciros-—
$4tica uniforme on toda su superficie, se oxpone.la pelicula a
un original de entrada que disipa selactivamente la carga tal
como se ha descrito con referencia a la figura anterioxr,

-

L
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El tratamlento del cuadro antoriormente cargado y
oxpuesto so realiza simultdneamente a la carga y exposicién del
cuadro situado on ol puosto do oxposioién 22, Con ombo nétodo,
no obstante, so emplea un sisbema mds sencillo de elaboracidn,
Puode utilizarse una odmara simple tal como la del 4ipo esque-
matizado en la fig. 1, ¥y ol tunico fldido necesario serd un vaporr
de tricloroetiléno o una susbancia similar que ocasionaréd wuna
emigracién de las particulas superficiales de la peiicula a tra-
vés de la capa de inberfase reblandecida, capa que se ablandard
nediante aplicacién del vapor de tricloroetileno. La emigracidn
se realiza por la fuerte abraccidén debjda a la carga clechrosid-
tica existente sobre la superficie‘de la peliculé. Pras la omi-
gracidén, existirén eﬁ superficie pariiculas de selenio u otro
revestimiento fotosensible de suporlicie, y otras particulas en

el substrato conductor de la pelicula, aparecciendo una imagen

 visible pero dificil de discexnir , sobro dicha pelfcula. Al

conferirsole calor mediente una placa de caldeo, fal como la
designada por el ntmero 50 en la fig. 1, o aire caliente a anro-
ximadamente 200¢F (93,332C), la parte de la suverficie fotooléc—
trica que no ha emigrado al substrato y que forma el fondo de la -
imegen, se aglomera, dejando pasar wn grado considerable de luz
entre las particulas cglomeradas, lo gue proporciona una pelicu—

la adecuada para ulberior proyeccidén. Después de la carga y de

- la exposicidén en el plesto de exvosicidn, y del revelado al va-

por‘& el calentamiento en la cdmara en el puesto de tratamiento,
so coxre la pelicula un cuadro mediante ol motor -2 segtn se

ha descrito ¥ el resultado scrd una pelicula fiel de salida, ela=
borada y fijada. Para mds detalles sobre los procedimientos gqui
inplicados, véase la memoria dosccivtiva de la patente belga n®

709.703 més arriba citada. .
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La Tigura 9 representa otro modio de oconseguir los mis
mos resultados, empleando el mismo método para la exposicidn y tra
tamiento de pelicula fotoelectrosologrifica que aperece en el es=

quema blogue de la fig. 8. La diferencia mayor consiste on que la

-aplicacion de calor a 1§. polioula sensible expuésta y parcialmente

t:latada, no tiene lugar en la odmara ni en la zona de tratamiento,
gino en un momento posterior al pase de cuadro de la pelicula. La
operacidn simulténea de carga, exposicién y proceso de elaboracitn -
o tratamiento tiene lugar aqui solq con el revelado &lvapor dentro

de la cdmera. El revelado al vapor se produce en cosa de 5 a 15 so=
gundos, segin sea la concentracién del vapor ¥y la temperatura. Com
pletados el revelado por vapor y la carga ¥ exposioclidn de los cuadros
individuales de la pelicula fotosleatrosolografica, tiene lugar el
paso de cuadro y la pelicula se desplaza por un dispositivo de caldeo
¥al como un horno o un ca.lem';é.dor r'adiari'be del tipo wepresentado en
la fig. 1 y designado con la referencia 38 o por el paso de la poli~ |
cula sqbre un rodillo caldeado tal como el que se referencis media.nte'
150 en la fig. 2. El elemento calentador, tanto si es un horno como
si es una fuente térmica radiante, un rodillo calentador, o similax,
puede ser de funcionamiento constante o bien accionarse intermitente
mente mientras se esti corriendo de cuadro la pelicula: Puede acti-
varse cuando la pelicula esta en mvimismto o Hen después de que la

misma se haya detenido para la iniciacidn del tratamiento de otro

cuadro. Se calentars la pelicula a aproximadamente 1909F(87,779C)

. para realizar la aglomeracion de las particulas del fondo. El

resultado de salida del procesador de cdmara sera agul también-
un rollo de pelicula elaborade y fijadae 7

En los esquemas-bloque tanto de la fig. 8 como de la
fig. 9, es. posible eiimina:c la fase de caldeo. Es‘to proporcionara

una imagen realizada por emigracién, mediante revelado al va -
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vor , poro no causard la aglomeracién do las particulas de
fondo para wna redudcién superior del fondo. No obstante, en
clertas aplicaciones de proyeocién de microfilms, no es nccesa-
rio disponer sobre la ointa do pelicula un fondo de baja donsidad,
nientras exista wna diferencia do densidad entre las zonas de
impresidén do imagen y las zonas no impresionadags. Zl vrocesador
doe cémara aqul descrito es susceptibie de realizar la oxposi-
cién y el tratamiento conforme a log esquemas de las figs., 8y
9 sin la fase de caldeo, y nrovorcionando una imagen visible,
aunque con fuerfe fondo, pero adeéuada »ara su vroyeccién.

Ll sistema de manipulacidén de fliidos de la Tfig. 10
muestra un esgquena del sistema de flujo empleado en el trata-

miento de la pelicula fotoelectrosologrdfica deserito por el

esquema bloque de la fig. 7. luestra, en conjuncidén con ol es—

" quema de sincronizacién de vélvula de la fig. 11, ol sistena de

flujo destinado a aportar los fldidos necesarios a la cémara
de tratamiento para revelar la pelicula por ligquidos. En la
fig. 11, las lineas que aparecen sobre.los mimeros correspondien—
tes a las védlvulas indican que las-vélvulaé estéﬂ abiertas.
Una linea por debajo'del ntmero de la vdlvula indica que la vél-
vula estd cerrada., La bomba de vacio P=l aciia de continuo duran—
te todo el funcionamiento del procesador. de cdmara, La vilwvula
V-1 se halla normalmente en posicién-abierta y al iniciarse el
Dproceso, se cierra la vilvula V-3 y la V=2 abré su boca 'la',

Un liquido revelador tal como el triclorostileno lle=-

ga desde el depésito de solucién de revelado 300 y corre a lo

largo del {tubo »rocedente del mismo, atraviesa la vilvula V-2a
¥ pasa por la boca de entrada 216 de la cémara, donde entra en
contacto con la pelicula fotoclectrosologrdfica nroviamente car-

gada y expuesta, y sale a conbtinuacién de la cdmara por la boca
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218, pasando, a través de la vélvulﬁ abierta V=1 para quedar
dcpositado en el Tanque separgdof de soluoién, 302, donde se
deja separar la solucién gastada y so extras el aire por la
bomba de vaclio. El uso del tancllue separador impide quo la bomba
de vacfo se contamine con liguidos. El aire que atraviesa la
bomba de vaoio.es dispersado en la atmésfera. Este ciclo de
revelado lleva aproximeidamen'be 2 segundos, en una operacién or-
dinaria. '
Tras este revelado de ‘2 segundos, un sincronizador
hace pasar la V-2 a su posicién "b", Se abre la valvula V=3 al
mismo tiempo, con lo que la bomba P=1 pucde sacar el disclvente
del tubo desde V=3 & la propia bomba, por tracecidn de aire de
la atmégfera a t;avés de la V=3 ¥y aportacién de la solucidn a
la 1linea por V-l, para ser separada en el tangue 302, Con la
V-2b abierta, la gravedad hard gue fluya el liquido dosde el
lado do la cénmara do V-3, por ol tubo de V=2, a través de la
booa de salida "b", y a un recipiente de desecho 304 o a través
do wn Filtro 306 para su nueva circulacidén en la solucién de

revelado que ocupa el tangue 300. El filtro 306 elimina todo

Vma.terial g86lido tal como un fotoconductor de selenio, que haya

gido lavado de la pelicula durante el ciclo de revelado. Esta

ctapa de drenaje lleve aproximadamente 2 segundos.
“Completada la fase de dromaje, se abre la vdlvula

V-4 y se cierra la vdlvula V-3 a un mismo tiempo, Adre mante-

nido bajo presién a aproximadamente 20 libras por pulgada cuadra~

" da (1,40614 kg, por cmz) en un recipionte 308 efectda su empuje

por la vélvula abierta V-4, con derivacidén de la vélvula ccrrada
V-3, para entrar en la cdmara en forma inversa a partir del,
flujo de fluido revelador, ¢s decir embrando por la boca 218

y saliendo vor la boca 216, y pasardespués por la vélvula V-2b

3
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donde se deja escapar el aire por ol recipionte de desccho 304,
Este movimienio de aire no azélo actia para secar la pelicula
en la cfmara s%no también pera sécar las lincas de liguido y
vapor que alll se han acumulado. Esta fase ocupa aproximadancine—
te 5 segundos. Tras el ciclo de sccado, se cierran las vélvulas
V-l, V=2b y V~4, impidiendo todo flujo de cualquier sustancia
por la cédmara ﬁientras se pasa de cuadro la pelicula. El aire
del recipiente 300 puede calentarse para - lograr mds rédpidanen~—
te el secado de la pelicula en la cémara, pero osto no es eson=
cial. Tras el paso de cuadro de la pelicula, se repite el ciclo
en la misma forma descrita. e

La fig. 12 muestra el*sistiema de méﬂipulacién de
fl4ido vara el reveiado de una pelicula de emulsién de haluro
de plata en el procesador de cémara., Las fases son muy similares
a las que correspon&en al revelado por liguido de la nelicula
fotoelectrosologrifica, con excepcidén de qﬁe,so afladen dos ‘tan-
ques syplementarioé al tanque revelador 300. Contienen éstos
un fijador y una solucién de lavado. In esta oporacidén, la bom-
ba de vacio P-l se hallard en funcionamiento constante durante °
todo el tiempo que el procesador de cimara se encuensre en fun- -

ciones. Se abren las vilwulas V-1, V2-a y V=5, (Todas las vélvu-

las quedan cerradas a menos que sc indique lo contrario). La V4l=

vula V=2 se abre a su posicidén "a'. Un fldido revelador tal

como fenidona de hidfoquinona pasa por las vélvulas V=5 y V~2a
al interior de la cémara, por la vélvula V-1, y desciende al

‘tanque separador 302 que reticne el revelador liguido y deja
salir ol aire por la bomba para que se disperse en la atméslera.
Trag el tiempo requerido mara que el revelador pase

sobre la superficie de la pelicula en la cdmara deo tratamiento,

la vélvula V=2 se cierra en su posicidn "a' y so abre a su po-
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siocién "v", permitiondo ol drenaje del revelador desde la vé.l-

vula V=3 por la cdmera ¥ por ol .tubo que sale do la vdlvula V-2.

Este drenaje se dcnos:.ta on un reoipionte de rlesecho 304, Al
nismo tiempo, se abre la vélvula V-3 para vormitir que la bomba

de vacio saque la soluoidri de las lincas desde un punto de la

7 vélvula V-3, a través de la vdlvula V-1, hasta el recipiente se-

parador de solucidn 302,

Las vidlvulas V=3 7 V-5 se cierran y la V=6 gse¢ abre,
permitiendo circular ur;a solucién fijadora tal como tiociamato
gédico o aménico desde el tanque de fijador 310, a través del
sistema en la misma forma que lo. hizo el rovelador cuando se
abrié la védlvula V-5, Il sistema efecta el ciclo mediante las
fases de revelado y drenaje para poner la solucién del fijador
en contacto con la pelicula y drenar a la posicidn de desecho.
Despuds de que la solucién fijadora ha pasado por todo el sis-
tema, se cierran la vélvula V-6 y V-3, y se abre la V-7, pemi;
tiendo que circule una solucidn de lavado tal como agua, desde
el tanque de lavado 312, pasando por las fases de revelado v
drenaje, tal ¥y como.lo hicieron antes las solucionos de revela-
do y fijacidén. Se cierra ahora la valvula V-7 al igual que lo
hace la V=3, La vé.lvuia V-4 ss abre, permitiendo que el aire

se por la v4lvula V-4 hasfa la cdmara y después por la vélvula
V~2b para sccar la pelicula y sacar todos los fliidos del sis-
tema tubular. Los tanques que albergan las soluciones de reve-
lado, fijacion y‘ lavado, se sumergen on un baflo de agua 314 para
la regulacién de la tenveratura.

La fig. 13 muestra el sistema de manipulacidn de
fldidos para el revelado de peliculas fotoelectrosologrdficas
por un vapor, sSegin se ve en log esqpemas-‘nloque de las figs.,

8 o 9. Puede verse un método esquemdtico de génaraoién de vapor,
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que se dé tan solo a titulo de ejemplo. El generador de .vapor

s8¢ encuentra siempre en funcionamiento mientras estad en Tuncio-

"namiento el procesador de cémara, y'extraebufbujas de aire a

presién  dol tanque 320 a través de una vilvula V-8, dentro de

un bafio 1iquido de la solucidn gue.se requiere vaporizar, mante—

-nida en el recipiente 322. Funcionando también continuamente,

hay una bomba de vacio P-2 que posee una vélvula reguladora de
vacio V=9 en la linea 59 liberacidn de fifiido con una boca desig-
nada Yo" abierta a la atmésfeﬁa. Ajustando las aberiuras relativas
en las poéiciones ugt y " de la valvula V-9, puede regularse
la velocidad del flujo de vapor por la camara de tratamiento.
Cuando se Tequiere hacer pasar por la cémara de tratamiento el
revelador por vapor; Se abre la valvula V-10, permitiendo-el paso
de-vapor desde el generador de vapor 322 por la camara de trata-
miento y por la bomba de vacio. Una voz que 15 cémara da trata-
miento deja de precisar vapor para revelar la pelicula en ella
contenida, se abre la valvula V-10 a su p0siciénr“b" para dejar
que fluya el aire a iravés de la camara, limpiéndola, asi como
ol tubo que.de ella'parte, del citado vapor, que es evacuado por
la bomba P-2. Cuando tiene lugar la fase de cambio de cuadro, del
proceso, se abre la vilvula V-9 a su posicidn "b" de aire, co-
rrando la accidén de vacio a través de la cimara de ratamiento,
sin necesidad de cerrar la bomba de vaclo. -

Si bien se ha descrito la invencidn con referencia
a la estructura en élla oxpuesta, no se limita la misma a los de—
$alles referidos, sino que se preionde que esta solicitud cubra
todas aquellas modificaciones o cambios que eniren deniro de los
fines de las mejoras o del alcance de las reivindicaciones.

En resumen, la Patente do Invencidn que se solicita

A
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REIVINDICACTONES

a

1. Aparato para la répida formacidn de imagen sobre
pelicuia de una longitud suficiente para contenar mbs do un
cuadro de peliocula, que comprende: une caja hermética a la luz
adaptada para contener tal pelicula; un puesto de exposlclon
en dicha caja que posee medios para exponer la pelicula a un di-
gefio 0 grafismo en forma de radiaciénj una oAmara provista de
una abertura a dicha caja y yuxtapuesta al indicado puesto de
exposicidn,y dispuesta para el ajuste de un cuadro de la Pell;ﬂ—
la que se halle dentro de la cimara, en su ebertura, tres la
exposicidn de dicho cuadro en el puesto de exposiciénj un dis-

positivo de movimiento gradual para hacer corrsr un cuadro de

‘1a pelicula de dicho puesto de exposicidn a la citada camara; un.

medic de transporte para hacer llegar por 1o menos un f£liido
hasta la abertura de dicha cdmara, a fin de que entre en con—
tacto el mismo con la cara Sensibilizada de la pelicula.

2. Aparato segin 1a Teivindicacidn 1 que comprende
una pelicula de longitud suficiente para contener nmas de un
cuadro y una fuente de suministro de por 1lo menos un £14ido aso~
ciada funcionalmente a dichos medios de transportie y accionable
en la abertura de dicha cdmara para afectar selectivaumente a la
pelicula sensible,y adapiado para formar una imagen visible so-
bre sta, en relacién oon el grafismo en forma de radiacidn al
que se ha expuesto la pelicula en el indicado puesto de exposi-
cidn.

3. :Aparato éegﬁn las reivindicaciones 1 & 2, en el
que dicha camara lleva asociados medios para cerrar- herméticamen-—
te la abertura de la cimara con la peliocula para impedir el es=

cape de los fliidos desde dicha camara durante el proceso de

tratamiento de la pelicula.
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4. Aparato segin cualquiera de las reivindicacio-
A

nes precedentes en el gue dicho puesto de expodioidn comprende

una lente de proyeccidn, un obturador para limitar el tiempo
durante el cual el grafismo de radiacidn afecta a la pelicula,

un fuelle flexible entre la lente y el obturador y el plano

focal de la lente, para hacer posible el ajuste de focalizacidn de

la imagen, ¥y medios para sostener una pelicula en posicidn en

el plano focal de dicha lente.

5. Aparato segin la reivindicacidn 4 en el que los
citados medios para sostener una pelicula en posicidn en el
plano fooal comprenden una platina plana de vacio, paralela al
plane focal y adaptada para poder ser s;tuada oonﬁigua'a la
pelicula, de modo gue pueda interponerse la pelicula entre la
lente y la platina de vacio, y medios para presentar un vacio
en dicha platina de vacio paia efectuar una traccidn sobre la
pélicula que alli se encuentre hacia dicha platina, con lo que
la superficie sensible de la pelicula quedara aplicada sensible-
mente en el plano focal y en posicidn sensiblemente plana.

6. Aparato segin cualquiera de las reivindicaciones .
precedenies en el que la réferida cémars comprends un medio de
caldeo.. . .

" 7. Aparato seglin cualquiera de las reivindicaciones.
é a 6 en ol que la pelicula es sensible fotoeléstricamente ¥y com-
pren&e una superficie sénsible fotoconductora y una base de pelicu-
1a? ¥y en el gue la mencionada caja hermética a la luz comprende

en su interior un dispositivo de carga electrostitica dispuesto’

para sensibilizar la pelicula antes de que ésta quede expuesta.

8. Aparato segin la reivindicacién T en el que el
oitado medio de carga se halla situado en el indicado puesto de

exposicidn, interpuesto entre dicha lente y una pelicula, cuando
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ge halla en posicidn, estando édaptado tal medio de carga para
depositar una carge electrostéxgca uniforme sobre la peliocula.
9. Aparato segin la reivindicacion 8 en el que
dicho medio de carga lleva asoociado un dispositivo para moverse
a2 1o largo de una superficie de pelicula, a una veloocidad coné-
tante. o ) . 7
' 10. Aparato segin la reivindicacidn 8 en el que ol

citado medio de carga electrostédtica comprende un dispositivo
de generacién de corona fijemente unido a la indicada caja her-
mética a la luz y pituado funcionalmente en posicidn transversal
respecto al trayecto de la pelicula, de modo que cargers aquella
parte de la pelicula gue entre en el puesto de exposicidn al
hacer correr la pelicula a dicho puesto el dispositivo de movi-
miento gradual, con lo que la pelicula atravesarid en su camino
ol dispositivo de generacidn de descarga en corona.

11. Aparato segin qualquiera de las reivindicaciones
7 a 10 en el gue dicho medio de carga lleva asociados una, fuente
de energia y un circuito regulador para activarlo, a fin de emi-
tir selectivamente, seglin se desee, una caréa positiva o negati-~
va segln va moviéndose con relacién a la superficie sensible de
una pelicula.

12. Aparato sggﬁn cualquiera de las reivindicaciones
8 all en el que la caja hemmética a la luz lleva asociados me—
dios para conectar a tierra la pelicula sensible ‘fotoeléctrica~-
mente.

13. Aparato segin cﬁalquiera de las reivindicaciones
7 a 12, en el que el susodicho medio de transporte incluye un
gonerador de vapor adaptado para contengr por lo menos un_flﬁido
y wn medio de conduccidn aooplaao entre dicho generador y dicha

cimara, por cuya mediacidn pasa el vapor a operar en la camara.
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14. . Aparato segln la reivindicacién 13 en el que

. dicho generador de vapor comprende un recipiente a presidn

adaptado para contener por 1o menos un flﬁidoroperable en la
cimara. '

15. Aparato segin cualquiera de las reivindicacio-
nes 7 a 14 en el que dicha pelioculd comprende un ;ubstrato entre
la sﬁperficie fotoconductéra ¥ la base de la pelicula, siendo
dicho sustrato disolyible por el f£lGido, o por lo menos uno de
los fliidos, que actiian sobre la pelipula en la abertura de la
indicada cimara.

16. Aparato segin cualquiera de las reivindicacioﬁes
T a 14 en el que dicha pelicula comprende un substrato entre }a .
superf'icie fotooondu#tora b's la base de la pelicula, siendo tal
substrato ablandable por el flfido, o por lo menos uno de los
fliidos, que actfian sobrerla pelicula en la abertura de la indi-
cada cémara.

. 17. Aparato segim la reivindicacidn 15 en el que
dichos fliidos que han de actuar en la abertura de dicha cimara
comprenden un primer liquido capaz de disolver el sustrato, con
lo que'emigran algunas de las particulas de la superficie.sensi-
bilizada, en relacidn con el grafismo o disefio en forma de radia~ .
cidén expuesto a la misma, haocia la base de la pelicula, estando
adaptado el referido:medio do transporte para tranéportar dicho
primer 1iqpi@9 a través de la indicada cdmara durante un tiempo
suficiente para formar wnaz imagen visible sobre la citada pelicu-

la mediante supresidn selectiva de parite de la superficie sensi-

4

bilizeda de la pelicula ¥ eliminacidn por lavado con el subsirato
disolvible, y un fliido de secado de la pelicula, estando adapta~
do el citado medio de transporte para transportar el flfido de

secado de pelicula & travds de la indicada cimara despuss del

.
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primer liquiAO mencionado durante un tiempo suficlente para
secar sensiblemente la pelicula. 7

18. Aparato segin la reivindicacidn 16 en el que
los citados f1lidos de accidn en dicha cimara comprenden un
vapor capaz de ablandar el substrato de la pelicula.

19. El aparato de la reivindicacidn 18 en el'qné
los citados fliidos de acoidn en dicha cdmara comprenden ademas
un £ltido caliente, transportablé por dicha camara mediante el
indicado medio de transporte, para permitir, después de un tr;ns-—
porte por un periodo de tiempo sufiociente, una aglomeracidn del.
fondo de la imagen en la pelicula.

. 20. Aparato segin la reivindiéacién 18 que com—

prende un medio de caldeo situado para calentar la pelicula

. despuds de que ésta ha quedado expuewta a los fliidos que ac—

tlan en dicha camara.

21, Aparato segin la Teivindicacién 20 en el que
el citado medio de caldeo estd constituido por un rodillo ca—
lentado sobre el que pasa la pelicula.

22. , Aparato seglin le reivindicacidn 20 en el que
dicho medio de caldeo esitéd constituido por unrhorno por el que
pasa dicha pe}icula. '

23. Aparato segln la reivindicacidn 20 en el que
dicho medioc de caldeo estd constitufido por una fuente radiante
de calor. v '

24. Aparato segln cuafqpiera de las reivindicacic—
nes 2 a 6 en el que la pelicula es del tipo de haluro de plata
fotografico, ¥ en el-que dichos fliiidos de accidn en la citada
camara comprenden un fléido revelador para reducir el haluro de

plata en la emulsidén de la pelicula a plata metalica, un fliido

fijador para desactivar el polvo reductor del revelador y para
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formar un complejo soluble en agua con el haluro de plata no
expuesto, wn flufdo de lavado para eliminar por lavado los
fluidos revelador y fijador, y un fluido secador, estando adap~

tado el citado medio de transporie para aportar los indicados

- £luidos a la cémara en el orden que aqui queda expuesto.

25. Se reivindica por dltimo como objeto sobre el
que ha de recasr la Patente de Tnvencidn que se solicitas
WAPARATO PARA LA RAPIDA FORMACION DB IMAGEN SOBRE PELICULA".

Todo conforme queda desorito y reivindicado 'er'x la
prosente memoria descrip'b:'—.va. que sonsta de cuarenta paginas mo-
canografiadas y dibt.zjos adjuntos.

HMadrid, 29 de Agosto 1968
| BERWARDO UNGRIA
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